MUNI

VYSVETLENI ZADAVACi DOKUMENTACE C. 2

Identifikace veiejné zakazky

Nazev: Naprasovacka pro SEM (Sputter coater)
Druh vefejné zakazky: Dodavky
ReZim verejné zakazky: Vefejna zakazka malého rozsahu

Adresa vefejné zakazky: https://zakazky.muni.cz/vz00007055

Identifikaéni udaje zadavatele
Nazev: Masarykova univerzita — Lékarska fakulta
Sidlo:  Kamenice 753/5, 625 00 Brno

IC: 00216224
Zastounen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., dékanem
pen: Lékarské fakulty MU

Zadavatel obdrzel dne 26. 3. 2024 nasledujici dotazy vramci z&dosti dodavatele o vysvétleni zadavacich
podminek:

Dotaz ¢.1:

Technicky parametr zadavatele:

* moznost nastaveni vlastnich naprasovacich protokolti do paméti pfistroje

* pamét alespori pro 100 vlastnich napraSovacich protokolt

Zadavatel poZaduje mozZnost nastaveni vlastnich napraSovacich protokol do paméti pfistroje a s tim tzce
souvisejici poZzadavek k paméti pfistroje umoZriujici prostor pro minimainé 100 takovych napraSovacich protokold.
Vzhledem k poZadavkim se domnivame, Ze zadavatel pfedpoklada vysoké mnoZstvi parametri naprasovaciho
procesu, které je potfeba nastavit pro proces napraSovani. Déale pfedpokladame, Ze zadavatel pravé z divodu
uspory Casu pfed samotnym procesem napraSovani poZaduje pamét pro vilastni  protokoly.
Navrhujeme technické feseni pfistroje, které obsahuje minimalni pocet volitelnych parametr(, a tak ¢asové
nezatéZuje uZivatele. Toto jednoduché feSeni s pfednastavenymi ¢i doporuenymi parametry vietné
pfednastavenym protokol(l pro ruzné kovy v paméti pfistroje zajistuje budoucimu uZivateli vysokou kvalitu
napraSené vrstvy, efektivni praci s pfistrojem a zajiSténi vysoké reprodukovatelnosti - vysledkd.
Bude zadavatel akceptovat feSeni bez moZnosti nastaveni vlastnich protokoli véetné paméti pro jejich uloZeni z
divodu minimalni Uspory asu pro nastaveni malého mnoZstvi parametr(i a tedy i mensiho interakéniho ¢asu
uZivatele pro nastaveni procesu?

Odpovéd zadavatele:
Casovy faktor nastaveni pristroje (rychlost pro nastaveni naprasovacich parametri) neni v nasem pripadé
zcela rozhodujici. Pamét’ pro vlastni protokoly je pozadovana z diivodu velkého poctu riiznych skupin
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uzivatell s rozdilnymi pozadavky na charakter naprasované vrstvy. Cilem tohoto pozadavku je umoznit
uzivateli si vytvofrit vlastni optimalni nastaveni naprasovacich parametri pro rGizné inzerty a rizné vzorky,
které budou ulozeny do paméti pristroje v podobé uceleného protokolu (v paméti pfistroje protokol znovu
najit, nadist do nastaveni naprasovacky a proces aplikovat). Divodem je opakovatelnost naprasovaciho
procesu, klicova pro nékteré nase ¢asosbérné pokusy, nebo vyuziti optimalizovanych protokol( ulozenych
v paméti naprasovacky.

Dotaz ¢.2:

Technicky parametr zadavatele:

* odnimatelny stolek na vzorky s moZnosti rotace nebo naklonu

Zadavatel poZaduje moZnost stolku na vzorky s moznosti rotace nebo naklonu. Vzhledem k poZadavkim na naklon
nebo rotaci se domnivame, Ze zadavatel poptava feSeni vytvarejici homogenni vrstvy i pro topografické vzorky ve
vysoké kvalité. Navrhujeme technické feSeni, které geometrii pfistroje v kombinaci difdznim ¢i pfimym médem
zajiStuje napraSeni homogennich vrstev i pro topografické vzorky.

Odpovéd ¢.2.

Funkce stolku (rotace, naklon), nebo jeho odstranéni z pracovni komory, ma souvislost s pozadovanym
zpracovanim vzorkd. Mame jiz odzkou$ené postupy napraseni vodivych vrstev na topografické i planarni
do naprasovaci komory). Z divodu zachovani kontinuity dlouhodobé probihajiciho vyzkumu neni mozné
nabidnout zafizeni s jinou geometrii pfistroje.
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